Introducao

ESPECTROSCOPIA DE FOTOELETRONS POR RAIOS X XPS (X Ray Photoelectron Spectroscopy)
Projeto 2019/04866-9 concedido pela FAPESP.

Responsavel

Prof. Dr. Rubens Maciel Filho

Localizacdo

LRAC - LABORATORIO DE CARACTERIZACAO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALITICOS E DE
CALIBRACAO na Faculdade de Engenharia Quimica.

Descricao

O equipamento de ESPECTROSCOPIA DE FOTOELETRONS POR RAIOS X XPS (X Ray
Photoelectron Spectroscopy), fabricado pela Thermo Scientificc € um equipamento
multiusuario (EMU) e as analises por XPS s3o utilizadas para caracterizacdo de superficie de
amostras variadas tais como semicondutores, polimeros, ceramicos, materiais organicos e
inorganicos. Por meio desta técnica pode-se obter informagdes sobre a composi¢ao quimica,
estado quimico e eletrébnico do elemento, perfil de profundidade da amostra,
corrosdo/oxidagao, catalise, revestimentos, morfologia de superficies.

As regras de uso do equipamento estdo descritas no plano de gestao abaixo:

- Plano para gest3do e uso do equipamento

Foto:



https://www.feq.unicamp.br/images/stories/emu/Fichas/XPS/Crit%C3%A9rios%20quanto%20%C3%A0%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20uso%20do%20equipamento%20%20XPS.pdf

